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(57) Abstract: The invention provides a method for producing at least 
one structured layer (10A), whereby a mask structure (20), with a first 
(20A) and second structure (20B), is produced on a layer (10), located 
on a substrate (5). By means of said mask structure (20), the first struc- 
ture (20A) and the second structure (20B) respectively are transferred 
onto the layer (10) by isotropic structuring methods and anisotropic 
structuring methods. The inventive method allows the production of 
two structures (20A, 20B) in at least one layer with only one mask struc- 
ture. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung gibt ein Verfahren zur Erzeu- 
gung von zumindest einer strukturierten Schicht (10A) an, wobei eine 
Maskenstruktur (20) mit einer ersten (20A) und einer zweiten Struktur 
(20B) auf einer auf einem Substrat (5) befindlichen Schicht (10) erzeugt 
wird. Durch diese Maskenstruktur (20) hindurch wird die erste Struktur 
(20 A) mittels isotroper Strukturierungs verfahren und die zweite Struk- 
tur (20B) mittels anisotroper Strukturierungs verfahren auf die Schicht 
(10) ubertragen. Das erfindungsgemasse Verfahren erlaubt die Erzeu- 
gung von zwei Strukturen (20 A, 20B) in zumindest einer Schicht mit 
einer einzigen Maskenstruktur. 
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